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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Putz-, Polier- und Reinigungspad fiir den Einsatz in technischen und nichttechnischen Bereichen zur Behandlung von
Oberflachen, bestehend aus einer Sandwichanordnung einer ersten textilen Schichtstruktur mit abrasiver Wirkung durch Abrasivelemente und
diesen benachbarten pliisch- oder samtartigen Elementen, einer zweiten textilen Schichtstruktur mit einer Vielzahl von weichen, Poliereigenschaften
besitzenden Elementen sowie einer Zwischenschicht aus einem Schaumstoffmaterial. Die erste und die zweite Schichtstruktur werden durch
eine Zwischenschicht auf Abstand und unter mechanischer Vorspannung gehalten, wobei die erste und die zweite Schichtstruktur zu einem
geometrischen Gebilde geformt und ohne Einbindung der Zwischenschicht in den Randbereichen Ultraschall verschweif3t verbunden sind.
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